
























专利名称(译) 阵列基板及其制备方法、显示装置

公开(公告)号 CN104238207A 公开(公告)日 2014-12-24

申请号 CN201410418430.5 申请日 2014-08-22

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
北京京东方光电科技有限公司
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北京京东方光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
北京京东方光电科技有限公司

[标]发明人 李鑫
张莹
裴扬
丁金波
王静

发明人 李鑫
张莹
裴扬
丁金波
王静

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1333

CPC分类号 H01L27/124 G02F1/136286 G02F2001/136218 H01L27/127

代理人(译) 柴亮
张天舒

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种阵列基板及其制备方法、显示装置，属于液晶显示器制
造技术领域，其可解决现有的阵列基板中数据线与公共电极之间产生电
容而造成显示不良的问题。本发明的阵列基板，包括：基底，设置在基
底上的多条数据线，该阵列基板还包括：屏蔽电极，所述屏蔽电极设置
在所述数据线上方，将所述数据线部分覆盖或全部覆盖，且与所述数据
线电学绝缘；第一电极，与所述屏蔽电极同层且断开设置；第二电极，
设置在所述第一电极上方且与所述第一电极电学绝缘，其中，所述屏蔽
电极接屏蔽电压信号，所述第二电极接稳定电压信号，且所述屏蔽电极
与所述第二电极的之间无电场或形成弱电场。
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